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Abstract (en)
[origin: EP0324950A1] The invention concerns a cathodic electrophoretic enamelling process using electrophoretic enamelling baths containing
a cationic amine-modified epoxide resin obtained by conversion of: (A) a diepoxide compound having an epoxy equivalent weight less than 2000
(B) a compound which reacts monofunctionally with epoxide groups and contains an alcoholic OH group, a phenolic OH group or an SH group,
(C) an amine. The molar ratio of components (A) and (B) is between 10:1 and 1:1, preferably between 4:1 and 1.5:1, and the positive charges
are introduced by protonation and/or use of amine salts as components (C). The electrophoretic enamelling baths are characterized in that they
contain at least 7.5 wt. % of a polyoxyalkylene polyamine, the percentage by weight being expressed with respect to the total binder content in the
electrophoretic enamelling bath.

Abstract (fr)
On utilise selon un procédé cathodique de trempage électrophorétique des bains de trempage électrophorétique qui contiennent une résine époxyde
cationique aminomodifiée obtenue par conversion: (A) d'un composé diépoxyde avec un poids équivalent d'époxyde inférieur à 2000, (B) d'un
composé porteur d'un groupe alcoolique OH, d'un groupe phénolique OH ou d'un groupe SH qui réagit de manière monofonctionnelle avec des
groupes époxydes, (C) d'une amine. Les composants (A) et (B) présentent un rapport molaire mutuel compris entre 10:1 et 1:1, de préférence entre
4:1 et 1,5:1, et les charges positives sont introduites par protonisation et/ou par l'utilisation en tant que composants (C) de sels aminés. Ces bains
de trempage électrophorétique se caractérisent par le fait qu'ils contiennent au moins 7,5 % en poids d'une polyoxyalkylènepolyamine, par rapport à
la teneur totale en liants du bain de trempage électrophorétique.
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